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Asunto . Solicitud de Patente para
PROCESO PARA LA PRODUCCION DE UN POLVO PARA
ASPERSION TERMICA QUIMICAMENTE UNIFORME

Solicitante 1 SAINT-GOBAIN CERAMICS & PLASTICS, INC.

Fecha de Solicitud : 19 de Febrero de 2005

1. Yo, Luz Clemencia de PAEZ, obrando como apoderada del sclicitante en el asunto antes
identificado, me refiero al Oficio No. 14252 notificado por fijacién en lista del 09 de Septiembre de
2011.

2. Mediante memorial radicado el dia 05 de Diciembre de 2011 solicité plazo de treinta (30)

dias para atender el oficio No. 14252,

3. Mediante el Oficio No. 14252 se puso en conocimiento del solicitante el informe del examen
de fondo que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de
patente.

4, De la solicitud de patente

El Examinador sugiere que los terminos “al menos” y “tamanos inferiores”, utilizados para
definir las caracteristicas técnicas de !a materia reivindicada, se eliminen del pliego reivindicatorio,
puesto que estos no permiten la comparacion de la invencion con el estado de |a técnica.

De la misma manera, considera que la descripcion no divulga de manera suficientemente
clara y completa la invencion, por cuanto los téminos “electro fusionar’, “apagar” y “tratamiento

térmico” no son lo suficientemente claros para que un técnico medio en el arte pueda realizarla.
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5. Nive! Inventivo

Para 1a evaluacion de este requisito, el Examinador ha citado las anterioridades D1 a D3,
correspondiente a los documentos US 4 565 762: “Partially Stabilized Zirconia Bodies™ JP 1 226
732: "Hoflow Spherical Stabilized Zirconia and Production Thereof', y US 4 450 184: “Hollow Sphere
Cerarnic Particles for Abradable Coatings”.

De esta manera, el Examinador considera que proveer un proceso para la produccién un
polvo para aspersion térmica quimicamente uniforme, resulta evidente para el técnico medio en la
materia, partiendo del tratamiento térmico por plasma ensefiado en D3 y de los procesos de
obtencidn de zirconio establizado descritos en D1 6 D2; razén por la cual no se puede atribuir altura
inventiva a las reivindicaciones 1 a 4.

6. Respuesta a las objeciones

De este modo y con el objeto de atender las objeciones arriba mencionadas, se pone de
presente al Despacho las siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos:

6.1. Modificacion a una Solicitud en Tramite

De conformidad con lo establecido en el articulo 34 de la Decision 486, que permite al
solicitante en cualquier momento del tramite efectuar modificaciones sin ampliar el objeto de la
invencion inicialmente solicitada, me permito presentar un nuevo capitulo reivindicatorio, que
comprende 5 reivindicaciones.

En relacion con las objeciones formuladas con respecto a la falta de claridad de la presente
solicitud, quedan superadas respectivamente con las modificaciones realizadas de la siguiente
manera:

6.1.1. Inicialmente se desea poner de presente que siguiendo la recomendacién del Sefor
Examinador, los términos “al menos” y “tamafios inferiores” han sido eliminados del pliego
reivindicatorio, especificamente de las anteriores reivindicaciones 1, 3 y 4. De esta manera, ahora
las caracteristicas relacionadas con el porcentaje de diéxido de zirconio estabilizado particulado en
la fase cristalina tetragonal y el tamafio de las particulas huecas se encuentran definidas en
términos de rangos concretos y especificos que permite la diferenciacion de la invencién del estado
de la técnica.

Asi mismo, se desea aclarar que el témino “efectivo”, usado en el pliego reivindicatorio para
caracterizar el 6xido estabilizador anadido al didxido de zirconio, indica la naturaleza quimica del
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compuesto y el efecto alcanzado al estabilizar e! didxido de zirconio en su fase de tetragonal. Por lo
anterior, y al no hacer referencia a la cantidad utilizada del mismo o a otro parametro cuantitativo del
proceso, se considera que dicho témimino resulta preciso y caracteriza apropiadamente el proceso
reclamado.

6.1.2. Por otro lado, el Examinador considera que las reivindicaciones 1, 3 y 4 definen el proceso
reivindicado a partir de efectos y resultados a obtener, debiendo caracterizarlo en términos de una
serie de operaciones que inciden sobre la materia. Con el objetivo de subsanar la anterior objecion,
se ha procedido a modificar la reivindicacion independiente 1, describiendo las tres etapas
comprendidas en el proceso reclamado, es decir la electrofusién del diéxido de zirconio con un 6xido
para estabilizarlo en su fase tetragonal, posteriormente apagario, y finalmente someterlo a un
tratamiento térmico para la formacion de esferas huecas con el objetivo de lograr la uniformidad
morfoldgica de particulas caracterizadas por un tamafio de 200 micrometros o menor.

En este sentido, resulta necesario tener en cuenta que el aspecto esencial del método
reclamado radica en la combinacion especifica de los dos tratamientos térmicos que permiten la
obtencion de las particulas de diéxido de zirconio quimicamente uniformes, por lo que las etapas
consecutivas de electrofusidn, enfriamiento y tratamiento térmico no deben ser analizadas de
manera independiente, si no en conjunto, teniendo en cuenta los respectivos parametros de proceso
usados.

6.1.3. Por ultimo, el Examinador afirma que la descripcion de la invencion no es suficiente para
que un experto en la materia lleve a cabo el proceso reclamado, puesto que los términos “electro
fusionar”, “apagar” y “tratamiento térmico” no resultan lo suficientemente claros para la ejecucion de
la invencién. A este respecto manifestamos nuestro desacuerdo con el andlisis llevado a cabo y con
las conclusiones derivadas del mismo y solicitamos la reconsideracion de la objecion, con base en

los siguientes argumentos:

[nicialmente, se desea llamar [a atencion del Sefior Examinador a las paginas 6 y 7 de la
memoria descriptiva, en las que claramente se revela el proceso reclamado usando éxido de itrio
como oxido estabilizador. De esta manera, la descripcion dada de los pases que definen el proceso
resulta suficiente para llevar a la practica el método por parte de un experto en el arte.

Con respeto a la etapa de electrofusion, como es aclarado en la memoria descriptiva, el
proceso reclamado requiere que tanto el didxido de zirconio como el oxido estabilizador se fusionen
por completo, y que el didxido de zirconio se encuentre en la fase cristalina tetragonal antes de
apagarse. Lo anterior puede ser alcanzado por ejemplo al fusionar por arco la mezcla de didxido de
zirconio y Oxido estabilizador a una temperatura entre 2750°C y 2950°C (favor referirse a las lineas
15 a 19 de la pagina 6 de la memoria descriptiva). Asl 1as cosas, y como es de conocimiento en el
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area de las ceramicas, el didxido de zirconio se mantendra en la fase tetragonal en la presencia del
Oxido estabilizador.

Posterior a la fusién completa del didxido de zirconio en fase tetragonal, se enfria
rapidamente la mezcla de manera tal que el flujo fundido se descompone en un flujo de gotas
individuales, manteniendo la fase tetragonal a temperatura ambiente, incluso después de la
solidificacion de estas. Con el fin de producir particulas de diéxido de zirconio, el flujo fundido se
puede introducir en una corriente de fluido turbulento, se rompe en gotas por las fuerzas turbulentas,
y las gotas son arrastradas por la corriente de fluido. Los efectos de conduccion y conveccion de la
corriente de fluido acthan para enfriar rapidamente las gotas, lo cual evita la reorganizacion de las
moléculas de didxido de zirconio en estructuras cristalinas clbica o monoclinica durante el periodo
de enfriamiento, cuando el oxido de zirconio esta por debajo de fa temperatura de transicién, pero
todavia en estado fundido. Una vez las gotas se han enfriado lo suficiente como para formar
particulas sdlidas, estas pueden ser introducidas en un ciclon dentro un flujo tangencial al cicldn,
para asi separarlas de la corriente de fiuido, como es descrito en el documento US 5 651 925, y
como es mencionado en las lineas 25 a 37 de la pagina 6.

En cuanto al tratamiento térmico mencionado, se desea aclarar que cualquier forma general
de tratamiento puede ser utilizado, que permita la formacion de particulas esféricas huecas. No
obstante, usualmente esta etapa se lleva a cabo por un proceso de fusidn térmico, dentro de los
cuales se incluye métodos de revestimiento por lama o de revestimiento con plasma (véase el
primer parrafo de la pagina 2 de la descripcién), siendo el revestimiento con plasma la modalidad
preferente de la invencion, como es indicado en la pagina 3, lineas 36 a 38 y la pagina 7, lineas 1 a
9.

6.1.4. Con base en lo anterior, se puede concluir que la materia presentada en la solicitud
presenta sustento suficiente en el capitulo descriptivo. Asi mismo, se considera gque con las
madificaciones y aclaraciones efectuadas se debe tener por superada las objeciones formuladas
con base al no cumplimiento de las disposiciones de la Decisién 486.

6.2. Nivel Inventivo

En concordancia con el Articulo 18 de la Decision 486, una invencion se considerara
inventiva si la misma no hubiese resultado obvia a partir del arte previo, para una persona del oficio
normalmente versada en la materia. Esto a su vez implica que el Examinador a cargo de esta
evaluacién debe colocarse en el momento exacto en el que el inventor buscaba resolver el problema
tecnico contemplado en la solicitud y para el cual poseia la literatura y el conocimiento disponibles
en dicho momento.
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Siguiendo entonces los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al analisis del nivel
inventivo de una solicitud de patente, se considera que una anterioridad o una combinacién de dos
anterioridades puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, si una persona medianamente
versada en la materia encuentra ensefianzas o sugerencias claras que le indiquen como liegar a la
invencion reivindicada.

Ahora bien, el Examinador considera que el documento D1 y D2 corresponden a los
documentos del estado del arte mas cercano a la presente solicitud, puesto que dichos documentos
describen procesos para obtener polvo de zirconio esférico hueco estable. Con base a lo anterior, se
concluye que proveer un procesc para la produccion un polvo de didxido de zirconio para aspersién
térmica resulta evidente para el técnico medio en la materia, partiendo de los procesos expuestos en
la anterioridad D1 y D2 y el tratamiento térmico por plasma divulgado en D3.

En este sentido, mi representada se encuentra en desacuerdo con el analisis llevado a cabo,
por las siguientes razones:

Inicialmente, se desea manifestar que el documento D1: “Partially Stabilized Zirconia
Bodies”, publicado el 21 de Enero de 1986, corresponde a la patente estadounidense US 4 565 792,
y no al documento US 4 565 762 como es mencionado en ia accion oficial bajo estudio.

Con relacion a dichc documento citado, este ensefia cuerpos sinterizados estabilizados de
zirconio, caracterizados por presentar una alta resistencia y una alta resistencia a la fractura. Como
es mencionado en el resumen de dicho documento y en las lineas 4 a 7 de la columna 3, el proceso
de formacion de dichos cuerpos de zirconio parte de moldear y sinterizar polvos de zirconio, los
cuales a su vez se forman al fundir el zirconioc con un o6xido de metal de estabilizacion.
Posteriormente, el fluido fundido es apagado por soplado a través de una boquilla con aire
presurizado para formar particulas esféricas sélidas o huecas (lineas 63 a 68, columna 1 de D1).
Las particulas obtenidas luego son molidas, tamizadas y comprimidas en cuerpos formados de color
verde y sinterizados, produciendo asi discos, piezas de maquinaria, matrices de extrusion, piezas
refractarias, tubos de deteccién de oxigeno, entre otros (favor referirse a las lineas 4 a 12 de Ia
columna 3 de dicho documentos).

Con relacién a lo anterior, y como es afirmado por el Seftor Examinador, el proceso descrito
en la referencia citada presenta un unico proceso térmico, sin hacer referencia alguna a la etapa de
tratamiento_térmico adicional posterior al enfriamiento de los polvos tratados. Por lo tanto, los
cuerpos sinterizados obtenidos de acuerdo al documento D1 no se caracterizan por ser
quimicamente uniformes.

De manera similar, el documento D2 (JP 1 226 732) describe la produccion de éxido de
zirconio esferico estabilizado a partir de un Unico tratamiento térmico en el que se alcanza la fusidn
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de una mezcla de Baddeleyita y un estabilizador, para luego soplar aire y dispersar el fluido fundido
en esferas. Como fue mencionado anterormente, ai no incluir la etapa de tratamiento térmico
adicional posterior al enfriado, las particulas obtenidas no presentan una uniformidad quimica. Lo
que es mas, el tamafho de particula alcanzado por el proceso de acuerdo a D2 oscila entre 500 y
5000 um, un rango superior al tamafio de las particulas quimicamente uniformes alcanzado por el
proceso reivindicado en la presente solicitud (200 um o inferior).

Ahora bien, la anterioridad citada D3 (US 4 450 184) describe el proceso de formacion de
polvos de zirconio utiles para la creacion de revestimientos porosos abrasivos para herramientas
sometidas a altas temperaturas. E! proceso descrito en D3 parte de la incorporacién de una
suspension de particulas verdes sin reaccionar en un secador por aspersion para formar particulas
porosas secas. Las particulas se fusionan en esferas huecas a través de un procesamiento por
plasma, como es descrito en las lineas 42 a 49 y 59 a 65 de la columna 2 de dicho documento.

Si bien es cierto que D3 revela la aspersién por plasma de materias primas, estas no son
sometidas inicialmente a etapas de electrofusion y enfriamiento que permitan alcanzar, al ser
implementados de manera consecutiva, la formacion de polvos _quimicamente uniformes.
Especificamente, al someter a una etapa de aspersidon por plasma particulas que no han sido
fundidas para estabilizarlas en su fase tetragonal, el polvo de dioxido de zirconio resultante no
puede alcanzar la uniformidad quimica lograda al utilizar el método de acuerdo a la presente
invencién,

Por lo tanto, se considera que la presente solicitud resulta inventiva con respecto a los
procesos conocidos en el arte previo, puesto que ninguno de los documentos citados ensefia como
alcanzar un polvo de diéxido de zirconio para aspersién térmica quimicamente uniforme.

Asi entonces, una persona medianamente versada en la materia no tendria motivacion
alguna para combinar dos tipos de procesos de formacion de polvos excluyentes para alcanzar asi
un polvo quimicamente uniforme, puesto que no existe indicic alguno en los documentos citados
que lleve a una expero a someter los polvos de zirconio fundidos y apagados a un tratamiento
térmico adicional para lograr asi particulas quimicamente uniformes. De la misma manera, no existe
sugerencia alguna que lleve a un experto en la materia a procesar previamente por fusion y
templado un polvo, antes que este sea sometido a una etapa de aspersidn por plasma.

En vista de lo anterior, se considera que D1 a D3 tomados por separados o en combinacion
resultan insuficientes para que la persona medianamente versada en la materia pueda deducir de
manera obvia todas las caracteristicas del proceso de acuerdo a la presente invencion, ya que
dichas anterioridades no dan indicios suficientes sobre la forma cdmo se solucioné dicho problema
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técnico. Dado lo anterior, consideramos que las anterioridades citadas por el Examinador no pueden
ser consideradas como anterioridades validas capaces de afectar e! nivel inventivo

7. Conclusiones

Finalmente, puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por su Despacho
sobre la presente solicitud de patente, respetuosamente solicito se contintie con su tramitacion. Sin
embargo, en el evento que el Despacho considere que una explicacién adicional es necesaria,
respetuosamente le solicito hacer uso de la facultad que le otorga el articulo 45 inciso 2 de la
Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina a efecto de requerir nuevamente de nuestra
parte cualquier complementacién o aclaracion.

8. Anexos
. Nuevo pliego reivindicatorio conformado por cinco (5) reivindicaciones.
. Formulario para modificaciones.

Senor Director,

\é«; ClErrenor a@é}@@z
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

COLO-14496-841-018-9
é" LLG\LLGUD-208468WPC 14496
T No. M-2012-208468\LLG
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Espacio reservado para el adhesivo de radicacion

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

O

D Correccion de Error Material

SOLICITUD DE:

Modificacion a una solicitud

Nombre: SAINT-GOBAIN CERAMICS &
PLASTICS, INC.
Sociedad constituida y existente bajo las leyes del
SOLICITANTE Estado de Delaware, Estados Unidos de América.
Direccion: 1 New Bond Street, IDENTIFICACION
Box No. 15138,
Worcester, c.C. D NIT D
Massachusetts 01615-0138,
Estados Unidos de América CE. O owe O
Domicilio: Worcester, Namero:
Massachusetts,
Estados Unidos de América
Teléfono: 546 09 70 Fax: 2494070
E-mail: clientes@cavelier.com
IDENTIFICACION
Nombre: Luz Clemencia de PAEZ
Direccién: Carrera 42 No. 72-35 cC. X w~r O
REPRESENTANTE | Teléfono: 347 36 11 Fax: 2179211 ] B
: C.E. Otro
O APODERADO . . . r
E-mail: cavelier@cavelier.com
Ndmero: 35.456.344 TP 23,555

Nuimero de expediente:

©

05.011.645 A

Descripcion de la correccion o modificacién solicitada:

Presento nuevo capitulo reivindicatorio compuesto por 5 reivindicaciones con el fin de superar las

objeciones hechas por 3u Despacho a la presente solicitud de patente y pido respetuocsamente que

el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas.

Comprobante de pago No.

Fecha:

©
O

personas juridicas.

O OO0 OO0

Anexos

Poderes, si fuere el caso

Comprobante de pago de la tasa por $120.000.00, por concepto de modificaciones.

Comprobante de pago por reivindicaciones adicionales después de la décima reivindicacion

Documento que acredita la existencia y representacion legal de las partes, cuando sean

Copia auténtica de la sustitucién que del poder otorgado por la Sociedad Solicitante hizo el

Doctor EMILIO FERRERO a mi favor, y para lo cual solicito me sea reconocida personeria
para continuar con el framite del asunto de la referencia.
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REIVINDICACIONES

1. Un proceso para la produccién un polvo para aspersién térmica quimicamente
uniforme, que comprende las etapas de:

a) electrofusionar didxido de zirconio con hasta un 60% en peso de un oxido

efectivo para estabilizar el diéxido de zirconio en su fase tetragonal;

b) apagar el didxido de zirconio estabilizado electrofusionado para obtener
96% o mas de dioxido de zirconio estabilizado particulado en la fase cristalina
tetragonai;

c) someter a tratamiento térmico el diéxido de zirconio estabilizado para
obtener particulas huecas esféricas de dioxido de zirconio estabilizado con un
tamano de particula de 200 micrometros 0 menor.

2. Un proceso de acuerdo con la reivindicacion 1, en el cual el 6xido de zirconio se
estabiliza en la forma tetragonal usando hasta un 60% en peso de un éxido estabilizador
seleccionado del grupo que consiste de 6xido de itrio, Oxido de metales de tierras raras,
oxido de calcio y éxido de magnesio.

3. Un proceso de acuerdo con la reivindicacion 1, en el cual el oxido estabilizador es
oxido de itrio en una cantidad de 1 al 25% en peso.

4, Un proceso de acuerdo con la reivindicacién 1, en el cual el 98% o mas del didxido

de zirconio estabilizado apagado esta en la fase tetragonal.

5. Un proceso de acuerdo con la reivindicacion 1, en el cual el didéxido de zirconio
estabilizado particulado es aplicado por aspersion térmica para obtener particulas
esencialmente esféricas, de las cuales la mayorfa son huecas con tamafos de 100
micrémetros 0 menos.
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